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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа вступительного испытания сформирована на основе федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования. 

Форма проведения испытания:
Вступительное испытание в магистратуру проводится в форме собеседования с обязательным оформлением ответов на вопросы билета в письменном виде. Собеседование проводится с целью выявления у абитуриента объёма знаний, необходимых для обучения в магистратуре. 

Структура испытания:
Испытание состоит из ответов на вопросы билета и дополнительные вопросы в рамках программы вступительного испытания. Билет состоит из 2 вопросов, которые выбираются из перечня вопросов программы вступительного испытания.

Оценка испытания:
Оценка за собеседование выставляется по 100-балльной шкале. Минимальный балл, необходимый для успешного прохождения собеседования и дальнейшего участия в конкурсе ежегодно устанавливается приемной комиссией НИЯУ МИФИ.

Критерии оценки результатов испытания:
100-95 баллов - даны исчерпывающие и обоснованные ответы на вопросы, поставленные экзаменационной комиссией, абитуриент демонстрирует глубокие теоретические знания, умение сравнивать и оценивать различные научные подходы, пользоваться современной научной терминологией.
94-90 баллов - даны полные, достаточно глубокие и обоснованные ответы на вопросы, поставленные экзаменационной комиссией, абитуриент демонстрирует хорошие знания, умение пользоваться современной научной терминологией.
89-85 баллов - даны обоснованные ответы на вопросы, поставленные экзаменационной комиссией, абитуриент демонстрирует хорошие знания.
84-80 баллов - даны в целом правильные ответы на вопросы, поставленные экзаменационной комиссией, при этом абитуриент недостаточно аргументирует ответы.
79-0  баллов – абитуриент демонстрирует непонимание основного содержания теоретического материала, поверхностность и слабую аргументацию суждений или допущены значительные ошибки.



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ

1.	Задачи химической технологии.
2.	Основные компоненты химического производства.
3.	Качественные и количественные критерии оценки химического производства.
4.	Пути интенсификации химического производства.
5.	Химический процесс: классификация, основные показатели.
6.	Равновесие в технологических процессах.
7.	Скорость в технологических процессах.
8.	Катализ. Требования к промышленным катализаторам.
9.	Классификация химических реакторов. Факторы, влияющие на выбор реактора.
10.	Общие принципы работы реакторов.
11.	Уравнения материального и теплового балансов в реакторе.
12.	Химический реактор идеального вытеснения.
13.	Химический реактор идеального смешения непрерывный (проточный).
14.	Химический реактор периодического действия.
15.	Каскад реакторов идеального смешения.
16.	Производительность и экономические показатели реакторов периодического и непрерывно действия.
17.	Устойчивость работы реакторов.
18.	Гомогенные процессы и реакторы.
19.	Гетерогенные некаталитические процессы и реакторы.
20.	Каталитические процессы и реакторы.
21.	Химико-технологические системы: определение, иерархия.
22.	Основные концепции при построении химико-технологической системы.
23.	Методика составления и расчета материальных и тепловых балансов химико-технологической системы.
24.	Решение проблемы экологической безопасности производства.
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